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株式会社オプトラン並びに南陽オプトラン有限公司は 2011 年 9 月 6 日（火）

-9 月 9 日（金）まで中国のシンセンにて開かれる第 13 回中国国際光電博覧会

に参加することを決めました。 

 

 

今回展示する内容は以下のようになります： 

１ 精密光学成膜システム、ソリューションの提供、その技術のコアである 

ハイレートイオンソースと高精度光学モニタシステム。 

LED の明るさを高める DBR 真空蒸着装置、低損傷、低抵抗、高透過率、   

新型 ITO 成膜装置。 

 

２ タッチパネルのカバーガラス用光学薄膜技術、AS 膜、AR 膜、IR-CUT 膜、

ハード膜など 

 

 

展示ブースは 9号精密光学、国際エリア、9319 番にあります。 

ご来場お待ちしております。  

 

 

 

 

 

 

 


